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URON BILGISI

Reaktif-iyon daglama (RIE) bir daglama teknolojisidir. RIE sisteminin vakum odasi silindiriktir.
Bu sistemn, kimyasal reaktif plazma ile yongalarnn Uzerindeki kaplanmis materyallerin
yUzeyden kaldinimasi icin kullanimaktadir. Plazma icindeki yUksek enerjili iyonlar yonganin
yUzeyine hUcum eder ve yUzeyle etkilesir.
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YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanilir bir yazlima sahiptir. Bu, sadece otomasyon ve kontrol
yaziimi degil, aynca kullanicinin 6zel kaplama deneyimlerini tasarlayabildigi, daha énce-
den kullanilan proses parametrelerini inceleyebildigi ve gelistiriimis receteleri/kaplamalar
kullanabildigi bir yaziimdir.

Yaziim tarafindan yUrUtUlen operasyonlarda insan ve makine givenligi énem acisindan ilk
siradadir. Grafik kullanici arayUzU kullaniciya kullanim sirasinda sistem durumunu gérme
imkani sunmaktadir,
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